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	BASF、ルートヴィッヒスハーフェンで半導体グレードの硫酸を生産する新プラントに投資
	この資料はBASF本社（ドイツ）が2025年4月29日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。

